Zatqcznik nr 1
do ogfoszenia o udzielanym
zamowieniu nr ZZ/165/009/D/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Licencja akademicka na oprogramowanie do realizacji symulacji elektromagnetycznych.

Jedna licencja akademicka na pakiet oprogramowania umozliwiajacy wykonywanie symulacji elektromagnetycznych oraz
analize struktur mikrofalowych/antenowych.
Wymagania szczegotowe:
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Symulator 3D;

Wsparcie dla symulacji hybrydowych (multiphysics);

Mozliwos¢ sterowania symulatorem z poziomu zewnetrznego oprogramowania za pomocg makr;

Wsparcie wielowatkowych obliczen;

Dostepnos¢ symulatora w dziedzinie czasu (ang. Finite-Difference Time Domain) lub pochodnych;
Dostepnos¢ symulatora w dziedzinie czestotliwosci (ang. Finite-Elements Method);

Dostepne metody generowania siatki uktadu w postaci tetraedréw oraz prostopadto$ciandw;

Interfejs uzytkownika umozliwiajacy projektowanie struktur trojwymiarowych;

Interfejs uzytkownika pozwalajacy definiowaé geometrie obwoddw z odpowiednio zdefiniowanych krzywych;

. Dostepno$¢ metod przetwarzania wynikow;
. Wsparcie dla symulacji uktadéw wielowrotowych;
. Wsparcie dla generowania topologii uktadéw oraz obstugi oprogramowania za posrednictwem skryptow

uruchamianych z konsoli systemu operacyjnego.

Mozliwo$¢ zdefiniowania wrét falowodowych oraz dyskretnych;

Mozliwos¢ ustawienia osi symetrii projektowanego uktadu;

Wsparcie dla pracy z oprogramowaniem za po$rednictwem protokotu RDP;

Mozliwos¢ zainstalowania serwera licencji na innym komputerze niz maszyna na ktorej zainstalowane jest
oprogramowanie;

Wbudowana baza danych materiatéw podtozowych do implementacii struktur mikrofalowych;

Mozliwo$¢ ustawienia parametréw symulacji zaréwno z poziomu graficznego interfejsu uzytkownika jak réwniez za
pomocg makr;

Mozliwos¢ implementacii topologii modelu 3D za pomoca graficznego interfejsu uzytkownika jak réwniez za pomocg
makr;

Wsparcie dla generowania rozptywu pradéw w modelowane;j strukturze;

Wsparcie dla generowania monitoréw pola w dyskretnych czestotliwosciach oraz w catym zakresie czestotliwosci
analizy struktury.

Licencja na 12 m-cy.



